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Методом молекулярного рассеяния света при температурах 15 и 25°C была исследована система этиленгликоль (ЭГ) – тетрагидрофуран (ТГФ) в области концентраций 0-7 моль%. Измерения рассеяния света проводились на широкоугловом гониометре ALV - 5 с Не - Nе лазером, как источником тока. Несмотря на малую интенсивность рассеяния света, был найден малоконцентрационный максимум рассеяния света при 4,75 моль% ТГФ, интенсивность которого уменьшается с ростом температуры. Температурная инверсия рассеяния света наблюдалась вблизи 5,25 моль% ТГФ. 
Область малых концентраций ТГФ в системе ЭГ-ТГФ исследована также методом дифференциальной сканирующей калориметрии, и построен фрагмент фазовой диаграммы. Показано, что при температуре - 17°С в области концентраций 2.95 – 7.07 мол% ТГФ происходит жидкофазное расслаивание, которое было подтверждено визуально.
Полученные результаты рассмотрены с позиций сольвофобных эффектов и критических явлений в исследуемой системе.
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